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(57) Система инжекции кислорода для процесса прямого восстановления, содержащая общий
кольцевой коллектор для инжекции газа, выполненный с возможностью подключения к источнику
кислорода и источнику обогатительного природного газа и выполненный с возможностью
подачи кислорода из источника кислорода и обогатительного природного газа из источника
обогатительного природного газа в поток восстановительного газа, проходящий через канал,
расположенный внутри общего кольцевого коллектора для инжекции газа в осевом направлении,
через множество расположенных по окружности отверстий, чтобы формировать поток газа из
кольцевого трубопровода горячего дутья; при этом общий кольцевой коллектор для инжекции
газа содержит кольцевой коллектор для инжекции кислорода, выполненный с возможностью
подачи кислорода из источника кислорода в поток восстановительного газа через множество
расположенных по окружности отверстий, и кольцевой коллектор для инжекции обогатительного
природного газа, выполненный с возможностью подачи обогатительного природного газа из
источника обогатительного природного газа в поток восстановительного газа через множество
расположенных по окружности отверстий.
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